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Dotychczas mozna bylo uzywaé nega-
tywéow do drukowaniai bez druku odwrot-
nego tylko na maszynach. Negatyw kopjo-
wano na mate plyty cynkowe lub aluminjo-
we znana metoda przy pomocy chromia-
néw biatkowych kombinowanych z farba
drukarska. Pismo i rysunki dawaly na
tych cynkowych, wzglednie aluminjowych
plytach naturalny obraz i nadawaly sie
nastepnie do drukowania tylko na prasie
systemu Offset'a po zestawieniu odbitek
z malych plyt w jeden wielki przedruk,

Chcac wykonaé druk na zwyklej prasie
drukarskiej lub drukowaé cynkrotary,
trzeba bylo wilaczyé przedruk odwrotay,

aby umozliwié pojawienie sie obrazéw,

. wzglednie pisma w odbiciu zwierciadlo-

Wwem. Jednak wskutek przedruku i prze-
druku odwrotnego kilkakrotnie odbite o-
ryginaly traca na ostrosci konturéw.

Wynalazek umozliwia sporzadzanie ta-
kich negatywéw, ktére bez przedrukowa-
nia moga stuzy¢ wprost do kopjowania tak
na plytach maszyn litograficznych, jak tez
na maszynach Offset’a,

Nowy sposéb polega na tem, ze bardzo
cienka blonke chromianowo-koloidalna
grubosci znacznie mniejszej od 1/100 mm
naklada sie na plyte zaopatrzona w lany
podktad. Po wywolaniu i znieczuleniu tej
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warstwy na’$wiatlo, ‘pokrywa si¢ ja zela-
tyna i po wysuszeniu polewy zelatynowe;
oddziela si¢ cala warstwe od ptyty. Tak
zdjeta warstwa, wzglednie negatyw, bez

plyty szklanej, stuzy teraz jako wzér do .

kopjowania dla plyty maszynowe;. .
W ten sposéb osiaga sie znaczne.ko-
rzySci. Mianowicie, mozna pracowaé bez

straty czasu na przedruk kopiji z plyty me- .

talowej na. papier i nastqpnle przed:ruko—
wywania na plyte maszyny systemu Off-
set'a, bo przy pomocy negatywu zdjgtego
z szkla ‘moZna kopjowaé wprost na plycxe
maszynowe; e

Pomewaz negatyw niema podklad}u z
plyty szklanej, mozna go uzywaé przy ko-
pjowaniu z prawej lub lewej strony, tak,
ze mozna go kopjowaé dowolnie w poloze-
niu naturalnem lub w polozeniu odpowia-
dajacem odbiciu zwierciadlanemu, t. j. moz-
na uzyé¢ takiego negatywu do drukowania
na maszynach systemu Offset'a, jak tez
kopjowaé go wprost na plyte drukarska,
wzglednie litograficzna,

Do technicznego wykonania nowego
sposobu dwie plaskie plyty szklane sklada
si¢ ze soba stronami przeznaczonemi do
nadlewu nazewnatrz i $ciska; sie je ze so-
ba zapomoca klamer. Potem zanurza sie
je kolejno czterema krawedziami odrazu w

roztworze kauczuku, tak, ze na plytach .

tworzy si¢ 0, 25 cm szerokie obrzeze kau+
czukowe, a krawedzie styku obu plyt
szklanych zestaja réwniez obciagniete
blonks gumowa. Nastepnie zlozong plyte

.zanurza'si¢ zupelnie w wosku pszczelnym,

rozpuszczonym, np, w cztercchlorku wegla.

Podwéjna ptyta powléka sie gtadka prze-

zroczysty; powlcka wosku, Potem zanu-
rza si¢ wysuszong plyte podwéing w na-
czyniu, zawierajgcem 3% kollodium oraz
kilka, kropel oleju rycynowego, i odstawia
znowu do suszenia. Po wysuszeniu oddzie-

la sie plyty i polewa je roztworem chro-

mianokoloidu.  Dalsza czynnoscia jest
przygotowanie pojedyriczej plyty szklanej
lub podlewu. Po wysuszeniu nastepuje
oblanie wodnym roztworem zelatyny, do
ktérego dodaje sie kilka kropli gliceryny.

" Po polaniu kladzie sie pltyte szklang na

zimnym pokladzie, aby zelatyna szybko
stezala. Suszenie uskutecznia sie zapo-
mocy cieplego powietrza. Negatywy mo-
ga by¢ po wyschnieciu retuszowane, o ile

‘nie jest przewidziane retuszowanie na ply-

cie metalowej. Nastepnie przecina sie
warstwe na krawedziach kauczukowych i
$ciagal sie negatyw z plyty szklamej. Nega-
tywy przecina si¢ nastepnie stosownie do
zadanej wielkosci i nakleja na arkusz pa-
pieru nieprzezroczystego. Postepuje - sie
przytem jak przy przedruku, odcina sie
chwytacz od arkusza podzialowego i, o ile
si¢ rozchodzi o drukowanie ksiazki, wy-
krawa si¢ takze poszczegblne boki z czar-
nego papieru, nalepia sie wykrojone arku-
sze najlepiej na lezaca obok, oswietlona
od dotu plyte szklang i przykleja si¢ o-
krojone negatywy w przeznaczonych dla
nich oknach,

Ten arkusz przenosi si¢ nastepnie na
plyte maszynowa, pociagnigta roztworem
chromianu i postepuje sig, jak z przedru-
kiem, uwzgledniajac chwytacz. - Arkusz
przylepia si¢ lekko strong negatywna do
plyty maszynowej zewnatrz powierzchni
obrazu i przyklada si¢ odwrotnie do ptyty
zwierciadlanej ramy do kopjowania. Po
skopjowaniu zdejmuje sie negatywy, a ar-
kusz podzialowy moze byé dalej uzywany.
Jezeli si¢ chce uzyé maszyn systemu Off-
set'a lub zwyklych plasko drukujacych
maszyn, to dobiera si¢ negatywy odpo-
wiednio do wymaganego sposobu druko-
wania,r W obydwu wypadkach uzyskuje
si¢ kopje wierne z oryginatem i pos1ada14-

ce wyzéj wspommane zalety.



Zastrzezenie patentowe. mi przepuszczajacemi $wiatto, ktére z jed-
nej strony umozliwiaja $ciggnigcie negaty-
Sposéb sporzadzania negatywéw z ory- Wu z podkladu, a z drugiej strony wyréw-
ginatéw, ktére nie dozwalaja na przeswie- nywuja plaskorzezbe chromiano-koloidu.
tlenie, jako wzoréw do kopjowania dla

fotolitografji, znamienny tem, ze zabarwio- F.Ullmann G. m. b. H.
ne chromiano-koloidowe negatywy sa po- Zastepca: M, Kryzan,
mieszczone pomiedzy cienkiemi warstwa- rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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